Химические свойства оксидов, оснований, кислот, солей

	
Основные
оксиды
	(1,2 гр.гл.п/г ПС)+вода-- основание

	
	+ кислотный оксид---соль

	
	+ кислота---- соль +вода

	
Кислотные оксиды
	+ вода ---кислота (кроме SiO2)

	
	+основной оксид---соль

	
	+щелочь ----соль +вода

	
Щелочи
(раств в воде основания)
	+кисл. оксид----соль + вода

	
	+кислота----соль + вода

	
	+раств. соли---новая соль +новое основание (одно-н/р в воде или газ)

	
Н/раств. основания
	разлагаются при t ---оксид + вода

	
	

	
	+ кислота---- соль +вода

	


Кислоты
	+ Ме (до Н2 в ряду напряжений) --соль+Н2 (кроме HNO3)

	
	+основной оксид—соль + вода

	
	+основание ----соль +вода

	
	+раств. соль---новые кислота +соль (одно-н/р в воде или газ Н2СО3=СО2+Н2О, Н2SО3=SO2+H2O)

	


Соли
(раств. в воде)
	каждый впереди стоящий металл вытесняет последующий в ряду напряжений из соли
+ Ме---новые Ме + соль

	
	+кислота----- новые кислота + соль (одно-н/р в воде или газ)

	
	+ щелочи ----новые соль +основание (одно н/р в воде или газ)

	
	+раств соль ----- новые две соли (одна – н/р в воде)

	
Амфотерные
оксиды
	+основной оксид---соль

	
	+ кислотный оксид---соль

	
	+ кислота---- соль +вода

	
	+щелочь ----соль +вода



